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摘要(译)

本发明是有关于一种液晶显示装置的制备方法，所述的制备方法的步骤
包括：(a)提供一形成有一透明电极层与一第一金属层的基板，其中透明
电极层是位于第一金属层与基板之间；(b)以第一道掩膜定义出包含薄膜
二极管结构区与像素区的区域；(c)依序形成一第一绝缘层与一第二金属
层于基板上，其中第一绝缘层是位于第二金属层与第一金属层之间；以
及(d)以第二道掩膜定义出一薄膜二极管结构区与一像素区，并移除像素
区上的第二金属层、第一绝缘层、以及第一金属层，暴露出透明电极
层。
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